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Abstract (en)
The electrolytic composition comprises a source of palladium ion, sulfur-based acid and surfactant. The sulfur-based acid is selected from sulfonic
acid and/or sulfuric acid. The surfactant is selected from sulfopropylated polyalkoxylated naphthol, naphthalene sulfonic acid and/or formaldehyde
polycondensate. The electrolytic composition comprises a source of palladium ion, sulfur-based acid and surfactant. The sulfur-based acid is
selected from sulfonic acid and/or sulfuric acid. The surfactant is selected from sulfopropylated polyalkoxylated naphthol, naphthalene sulfonic
acid and/or formaldehyde polycondensate. The source of palladium ion is selected from palladium dichloride (PdCl2), palladium dibromide
(PdBr2), palladium sulfate (PdSO4), palladium nitrate (Pd(NO3)2), palladium oxide (PdO), diamminepalladium hydroxide (Pd(NH3)2(OH)2),
dichlorodiamminepalladium (Pd(NH3)2Cl2), dinitrodiamminepalladium (Pd(NH3)2(NO3)2), dichlorotetraamminepalladium (Pd(NH3)4Cl2),
dibromotetraamminepalladium (Pd(NH3)4Br2), tetraamminepalladium diiodide (Pd(NH3)4I2), tetraamminepalladium dinitrite (Pd(NH3)4(ONO)2),
tetraamminepalladium dinitrate (Pd(NH3)4(NO3)2), tetraamminepalladium disulfite (Pd(NH3) 4 (SO3) 2), tetraamminepalladium disulfate (Pd(NH3) 4
(SO4) 2), dinitrotetraamminepalladium (Pd(NH3)4(NO2)2), dibromodiamminepalladium (Pd (NH3)2Br2), diamminepalladium diiodide (Pd(NH3)2I2),
diamminepalladium dinitrite (Pd(NH3)2(ONO)2), diamminepalladium dinitrate (Pd(NH3)2(NO3)2), diamminepalladium disulfite (Pd(NH3)2(SO3)2),
diamminepalladium disulfate (Pd(NH3)2(SO4)2) and/or dinitrodiamminepalladium (Pd(NH3)2(NO2)2), preferably palladium dichloride (PdCl2) ,
palladium dibromide (PdBr2), palladium sulfate (PdSO4), palladium nitrate (Pd(NO3)2), palladium oxide (PdO), diamminepalladium hydroxide
(Pd(NH3)2(OH)2), dichlorodiamminepalladium (Pd(NH3)2C12), dinitrodiamminepalladium (Pd (NH3)2(NO3)2), and/or dichlorotetraamminepalladium
(Pd(NH3)4Cl2). The sulfur-based acid is preferably sulfonic acid selected from monosulfonic acid and/or disulfonic acid. The sulfonic acid is an alkyl
sulfonic acid or an alkyl disulfonic acid having 1-4 carbon atoms preferably 1-2 carbon atoms. The electrolytic composition further comprises a sulfur-
containing amino acid. The sulfur-containing amino acid is selected from salts or derivatives of cysteine, methionine, homocysteine, cystathionine,
alliin, allyl cysteine, cystine, ethionine, N- Formylmethionine and/or methylmethionine, preferably cysteine, methionine, homocysteine and/or
cystathionine. The surfactant is in the form of an alkali salt. The electrolytic composition further contains a source of alloying metal ions. The alloying
metal ion is a source of copper ions.

Abstract (de)
Um eine Elektrolytzusammensetzung sowie ein Verfahren bereitzustellen, mit welchen es möglich ist, bei Überwindung der aus dem Stand
der Technik bekannten Probleme Palladium- oder Palladiumlegierungsbeschichtungen abzuscheiden, wird mit der Erfindung hinsichtlich der
Elektrolytzusammensetzung durch eine Elektrolytzusammensetzung zur Abscheidung einer Palladiumschicht oder einer palladiumhaltigen Schicht
auf Substratoberflächen vorgeschlagen, welche wenigstens eine Palladiumquelle, eine Sulfonsäure sowie ein Netzmittel aufweist. Im Falle der
Abscheidung von Palladium-Legierungsschichten weist die Elektrolytzusammensetzung darüber hinaus ein Legierungsmetall auf. Darüber hinaus
kann die erfindungsgemäße Elektrolytzusammensetzung weitere schwefelhaltige Verbindungen zur Abscheidung dunkler Palladiumschichten
aufweisen.
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